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    液体氦极低温恒温装置

敝公司制造多种多样的氦极低温恒温装置。

依主要用途分为以下几种类型。

　・超导电磁石冷却用

　・电磁石插入用

　・光学测定用

　・磁力的物性测定用

依照客户的要求特别制造极低温恒温装置。

＊基本方法＊

冷却方法    液体氦盾构掘进法　

　　　　　 （可以制造多极伸缩自在的盾构）

冷却冷冻剂  液体氦　

主要材料　  ＳＵＳ（不锈钢），ＡＬ（铝），

　　 　　　 ＧＦＲＰ（玻璃纤维强化塑料）

评价半导体电路元件温度依存性的装置。

　・液体氦冷却方法

　・液体氦储存法

　・液体氦流量法

　・冷冻机法（ＧＭ冷冻机，电脉冲波管冷冻机）

弊公司以上几种方法都可以应付。

依照客户的使用目的・要求，设计・制造上述装置。

＊基本方法（敝公司能够应付的范围）

最低达到温度　　　　　　４．２Ｋ以下

温度控制范围　　　　　　４．２Ｋ～４５０Ｋ程度

温度控制精度            对设定温度±０．１Ｋ

取出信息用连接器　　　　ＢＮＣ，ＳＭＡ，ＴＸＡ等

PROBER可以移动范围　　□担保２０ｍｍ　

　　＊在随意选择的装置上磁极间测定也可能。

   极低温PROBER系统

依液体氦连续流通（喷射）把样品冷却的

极低温恒温装置。

是测定照片发光现象，评价半导体光线

等，能够帮助光学测定的装置。

能够应付的光学导入窗的大小是φ５～φ

５０mm为止。

光线导窗的标准材料性质是石英玻璃，也

能够应付其他材料性质的光线导入窗。

＊基本方法＊

最低达到温度　　４．２Ｋ以下

冷却方法        液体氦（组装选择上也可以使用液体氦）

控制温度范围　　４．２Ｋ～３００Ｋ

控制温度精度　　对设定温度±０．１Ｋ以内

冷却时间        达到最低温度为止 大概４０分

本装置是为CL（阴极发光）用开发的装置。

本装置应用着液体氦连续流通量式极低温装置的技术。

电子显微镜因为讨厌振荡，对氦的供给及恢复原状的

线，使用着细小的不锈钢管，排除来自外部的振荡。

为了更加最低限度控制由于冷却，样品的膨胀・收缩，

在热交换器全体安装了电热器，做成限制温度控制时的

膨胀 ・收缩的构造。还设计成高倍率下，样品不偏离

视野的构造。

因为专用的液体氦传输管不是普通的2重管方式，而采

用了敝社原创的3重管方式，能够控制氦的消费量。

＊基本方法＊

最低达到温度　　１０Ｋ以下

温度控制范围　　１０Ｋ～３００Ｋ

温度控制精度　　±０．１Ｋ

冷却时间        最低达到温度为止  大概60分　　　

　　　　　　　　（到稳定为止）

电子显微镜用ＬＨe冷却装置

４Ｋ冷冻机冷却型极低温恒温装置

本装置是使用４Ｋ冷冻机的极低温恒温装置。

本装置样品处于氦煤气气氛中，以传导煤气冷却

样品。因为宽广地确保着样品的访问直径，也可

以做大型样品的冷却。还有采用了首位路机构，

在冷却的状态下也能够快速地进行样品的交换。

＊基本方法＊

最低达到温度　　４．２Ｋ以下

控制温度范围　　４．２Ｋ～３００Ｋ

控制温度精度　　±０．１Ｋ以内

冷却时间        样品访问直径φ１００ 的       

                情况下大概４小时

 

＊样品依照顾客希望的要求制造。

＊把液体氦再次凝结的系统也可以制造。

　ＧＭ冷冻机型电磁石用极低温恒温装置

本装置是使用２０ＫＧＭ冷冻机的电磁石插入型

极低温恒温装置。磁阻测量，月台效果测试，超

导电体的临界温度，临界磁场测量等，可以测量

在磁场中的广泛的物性。

极低温恒温装置能够回转弯０～９０°，不使用

特别的墩座，也能够设置电磁石。再加尾部能够

安装光学窗，可以对应车辆效果测试等。

＊基本方法＊

最低达到温度　　１５以下

冷却方法　　　　２段式ＧＭ周冷冻机

                氦煤气传导方式

控制温度精度    ±０．１５Ｋ以内

冷却时间        达到２０Ｋ　大概２小时

样品交换方式　　首位路式

ＬＨｅ连续流通型光学用极低温恒温装置

  煤气球用手处理球系统

本系统是生产制造多种多样的煤气球用手处理球系

统。

左图的装置是３Ｈｅ煤气球用手处理球系统。

３Ｈｅ煤气是４Ｈｅ煤气的同位体。

把液体的４Ｈｅ减压，制作１～１．５Ｋ的低温

度，然后热接触３Ｈｅ煤气，使之液体化。

液体化的３Ｈｅ在断热状态下减压的话，能够冷却

到０．３Ｋ程度。

可是３Ｈｅ煤气非常高价，操作时必须注意处理。

还有必须设计成在密封状态进行循环，能够多次再

利用的构造。

敝公司依据顾客的要求设计・制造本装置。煤气配

管用漏泄检验器，确认漏泄，确定没有漏泄以后出

货。

     液体氮储存法型光学用极低温恒温装置

本装置是液体氮储存法型光学用极低温恒温装置。

帮助照片发光和光半导体的评价及光学的测量。

为了控制液体氮的消费量，在首位凸缘设置针型电子

管，适量的液体氮流入样品的构造。

以安装在样品的电热器进行温度控制。

＊基本方法＊

最低达到温度　　８０Ｋ以下

冷却方法　　　　液体氮储存法型　　　　　　　　

控制温度范围　　８０Ｋ～４５０Ｋ

控制温度精度　　±０．１Ｋ以内

冷却温度　　　　达到８０Ｋ为止　大概３０分

样品交换　　　　底部装入方式

　　　　　　　　卸下下面尾部交换　

液体氦容量　　　大概２Ｌ

　　　　　　　　（设计的时候可以容量变更）

　　＊在选择上液面计的安装可能。

   真空容器

敝公司制造多种多样的真空容器。

依使用目的和用途真空容器的必要真空度不同。

敝公司制造高真空，中真空，低真空3种类型的

真空容器。

左图的装置是高真空容器样品，使用了平坦法兰
－５

盘，能得到１０ Ｐａ带的真空度。

（把冷却到低温的样品照射如卤素的装置。）

另外，能够制造真空减压到１Ｐａ为

止的球形玻璃电灯罩盒,还能够制造目

视容器内部的丙烯容器等。

磁　場　分　布　測　定　装　置

本装置是高速扫描电磁石间，超电导三桂帆船的磁

通量回水弯状态等的装置。磁场分布用计算机软件

在三次元被图解化的磁场分布状态下，能立即确

认。磁场测量使用hall element元件，在极低温状态

下也能扫描。

＊基本方法＊

移动范围　　Ｘ、Ｙ轴　±５０mm或±１００mm

          　Ｚ轴　　　±５０mm

构   造 　　５相进步  电动机-附带               

            专用激励器     

操作分辨率  ０．１ｍｍ

操作probe 　ＦＲＰ支持   hall element元件　

软   件     总和光机制　ＳＧＥＭＣＳ

　　　　　　或敝社的原创软件

　　　　　　ＰＣ还有ＰＣＩ／ＧＰＩＢ卡附带

           液体氦传输管    高真空排气系统

敝社设计・制造高真空排气系统（高真空排气配套）。

・想制造新品

・想利用已有的回转泵。

・改装成可以用turbo系统能够粗引的系统。

・使用Ａ社的社turbo分子泵，使用Ｂ社的回转社泵。

・想追加真空计。

・想把大型排气装置小型化。

・想更换配套的泵。

・不管如何想廉价制作。

等等，依照顾客的要求，设计・制造。

请务必询问。

     其他产品阵容

　　mashinabur陶瓷  精密机器加工零部件      各种温度控制器

极低温恒温装置是极低温（Cryogenic）＋恒温灶（Thermostat）的造语，是（Cryostat)的意识。

修理・改造

敝公司,修理・改造已有的极低温恒温

装置,冷冻机系统。

根据情况对应不了的也会有，不过请让

敝社帮助顾客有效利用已有的各种装

置・系统。

请务必询问。

液体氦是４．２Ｋ（－２６９℃）的超低温液体。

把液体氦从容器移送到实验装置（极低温恒温装置），

要使用断热的特别移送管。这个移送管一般称呼为传输

管。

敝社制造着各种各样的传输管，固定类型，软管类型，

途中能够脱离装入型等。
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